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『nano tech 2010 第 9 回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議』出展のご案内 
 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社は下記に開催されます「nano tech 2010 第 9 回 国際ナノテクノロジー総合展」に

出展を致します。 

ご希望の方は招待状を郵送させていただきますので、連絡をお待ちしております。 

開催日には、インクジェットシステム（パルスインジェクター®）を展示しまして、デモンスト 

レーションを行う予定にしております。 

つきましてはご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、当社ブース【東５ホール：Ｅ－４８】

へのご来場を賜りたくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

【 nano tech 2010 第９回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 】 

開 催 期 間 ： 2010 年 2 月 17 日（水）～2 月 19 日（金） 

開 催 時 間 ： 10:00～17:00 

展 示 会 場 ： 東京ビッグサイト 東 5 ホール 

小 間 番 号 ： Ｅ－４８ 

 

＜出展内容＞ 

● インクジェットシステム（パルスインジェクター®） 

・ 3 種類のノズル径により、幅広く微量液滴を扱えることが出来ます。 

・ 粘度、表面張力の高い液体や微粒子を含む溶液でも安定吐出可能です。 

・ ライン描画や定点着滴、ＢＭＰファイルを直接描画することが可能です。 

・ 当日は実機をご覧頂ける様、準備しております。       

 

 

 

 

  

● 特殊複合材料による精密成形部品 

・ デジタル一眼レフカメラ等に採用された精密成形部品を展示します。 

・ 特殊複合材料（エポクラスター®）により、寸法安定性、耐熱性、摺動性などの

厳しい要求特性を満足しています。 

 


